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플라즈마 화학기상증착법 을 활용하여 이황화(Plasma-enhanced chemical vapor deposition)
몰리브데넘 이황화텅스텐 박막형 수직 이종구조 제작에 성공하였다 플라즈마에 의한 황화- . 
수소 가스의 이온화로 인해 도의 저온에서 제작이 가능하며 인치 웨이퍼 스케일의 높300 , 4
은 수율을 확보하였다 본 연구는 미래 반도체 소재 제작을 위한 새로운 공정을 제시하였다. .

Fig. 1 High-Resolution transmission electron microscopy images of MoS2-WS2 vertical heterostructure.
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